[image: image1.emf]0 3 6 9 12

kT

em

, 

эВ

0

10

20

30

40 

U

,

 

B

0 0.05 0.1 0.15 0.2

B

, Тл

10

15

20

25

30 

U

,

 

B

 XXXIII Международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и УТС,  13 – 17 февраля 2006 г.
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Как известно, при наложении внешнего аксиального магнитного поля на вакуумно-дуговой разряд резко возрастает напряжение горения U [1]. С помощью развитой ранее модели катодной плазменной струи [2] исследована зависимость величины (U=U-Uc (где Uc – катодное падение потенциала) от магнитной индукции B. На рис.1 расчетная линия сопоставлена с экспериментальными точками из [3] (для Ti-катода и тока 500 А). Видно, что зависимость B((U) стремится к насыщению. Также найдено, что при наложении магнитного поля происходит усиление выноса энергии тепловым электронным потоком в сторону  катода и конвективным электронным потоком - в сторону  анода. Как было показано ранее [4], усиление магнитного поля сопровождается ростом электронной температуры в межэлектродном промежутке. На основе численных расчетов для токов 300-700 А и B=0-0.5 Тл (рис.2) и аналитического решения уравнения теплового баланса найдено, что величина  (U  пропорциональна максимальному значению электронной температуры Tem  в промежутке (которая реализуется вблизи анода), причем коэффициент пропорциональности e(U/kTem (4.

                                          Рис.1                                                             Рис.2
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №04-02-16431). 
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